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Niniejszy wynalazek odinosi się do
sposobu rozpuszczania fosforanów hafnu i
cyrkonu i oddzielania w otrzymanym roz¬
tworze hafnu od cyrkonu.

Podług /wynalazku niniejszego sposób
ten może polegać na tern, że miesizantimę fo¬
sforanów hafnu i cyrkonu rozpuszcza się
w ośradku, zawierającym wolny kwais
szczawiowy, stężony kwas siarkowy lub
kwas fosforowy. Ośrodek, zawierający wol¬
ny kwas szczawiowy, może njp. składać się
z roztworu kwasu szczawiowego lub z roz¬
tworu szczawianiów z taką ilością kwasu,
że kwas szczawiowy zastaje uwolniony,

Z otrzymanego roztworu soli hafnu i
cyrkonu można podług wynalazku niniej¬
szego zapomocą zasady lub ciał, posiada¬

jących odczyn zasadowy o wystarczająco
wysokiej koncentracji jonó^w wodorotleno¬
wych, wytrącić tlenki hafnu i cyr|konu.

Celem rozdzielenia mieszaniny 'związ¬
ków hafnu i cyrkonu podług wynalazku ni¬
niejszego używa się, jako produktu wyj¬
ściowego, roztworu mieszaniny fosforanów
hafnu i cyrkonu w ośrodku, zawierającym
wolny kwas iszczawiiowy, (stężony kwais siar¬
kowy lub kwais fosforowy. Roztwór ten
mcżna rozdzielić pcdłu|g wielu znanych me-
rtod. Według wynailaizku niniejszego otrzy¬
muje się bardzo korzystne wyniki przez
poddanie tego roztworu frakcjonowanemu
strącaniu; celowem ijcslt podług niniejszego
wynalazku użyć do tejgo, strącania kwasu
solnego.



?, Ni^^^pic^e:, ^zyjktaidy wykpnanla
sjtiżą dla bliźąa^cy wyjaśnieiii ninie^ze-

3ez^::^;l.:^męak^ miieszaawiy - fąsfo*
.^^■.■Łffeu!;! cyrkonu, zawierającej około
2£:4.|^ta^J^^^^d^^ do nasyconego
rciz^cttu kwgstt^^lzcz-awiow-ęgoi, Wtedy oka-
myęi.-sft), zepaltem użyć 1,5 1 tego roztwo¬
ru do rozpu^zczjenią zawiesiny fosfora¬
nu.

100 cm3 izawfesiny iriiesizaiiiny fosfora¬
nów Łąffiu ii ewtyoftiii, izaWeraj ącetf około
Pi6 g metalu,^roąpuszcza siię zu|peiłinie ipo
dod&niw 20Q eta3 sitąiżotne^o kwasu siatko¬
wego* s VY-

W podobny siposób iniożina zupełnie - raz-
puścić lOfr cm3 zawiefshry mieszaniny fo¬
sforanów hafniu i cyrkonu, zawiierające;j o-
koło 0,6 £ metalu przez dodanie 300 clm3
kwasu fosforowego o ciężarze właśdtwytm
1,75.

Jeżeli tak otrzymany rozlfwór wleje się
do tak wielkiej ilości roztworu zasady, że¬
by płyn aż do końca tej operacji posiadał
odczyn alkaliczny, wtedy otrzyma się osad
m/ieszaniiny tlenków hafnu i cyrkonu;

Jeśli 100 cm3 zawidsiny imlieszaniny
fosforanów hafnu i cyrkonu, zawierającej
w stosunku do cyrkonu 4% hafnu, mozpuści
się w 200 cm3 stężonego kwasu siarikoweigo
i do tak otrzymanego roztworu, wykazu¬
jącego ciężar wtaśdWy 1,68, doda się 30
om3 wody, itd po, kilku dtiiadh wydzieli się
osad. Olkazujie się, że^sad ten zawiera 10%
hafnu W stosunku do cyrkonu. Po dodaniu
do pozioistałe^o roztworu dalszych 30 cm3,
okazuje się, że osadf, który teraz o^ada,
zawiera 6% hafnu w stosunku do cyrkonu.
Cłęlżar właściwy roztwfo^u spadł w tym
czasie dio 1,48. Po mżcfeAcizeniu! tego roz¬
tworu .rówttią objętością wody dkaizuje się,
że utworzony psad zawiera tylko 2% haf¬
nu w stosunku do cyrkonu. Dalej' okazuje
się, że osad, który otrzymuje się przez (strą¬
cenie pozostałego roztworu pfrzy pomocy
sodfy żtfącefi, fast woliny od htafnul A

Jeżelli rozpuścić pewną ilość miełszalni-
ny fosforanów hafnu i cyrkonu, zawieraj ą-
oej mniej' więcej 4% hafnu w stopunku do
cyrfcomi^ w 24 1 kwasu szczawiowego, to
mo&na wytrącić ten. roztwór częściowa przy
pomocy 2,5 1 stęioinego kwasu solnego.
Otrzymany osad odisisany rozpuszcza się
powtórnie w 5,5 1 kwasu szczawiowego,
pocztem wytrąca ,go się powtórnie 2 1
kwasu aokuego. Raiz jeszcze rozpuszcza
się osad w 6 1 kwasu szczawiowego
h wytrąca 2 1 kwasu solniegjo. Wtedy o-
kazuje siięj, że otrzymany tak osad1 zawiera
30% hafnu w stosunku (do cyrkonu. Postę¬
pując w opisany ^poisóib joszcze dWa razy,
otrzyma się osad zawierający 50% hafnu
w sitosunjku do cyrkonu, a przy dłuższemi
powtarzaniu tej metody, możną ąfrzyittać
osiald wykazujący bardizo wysoką zawartość
hafnu.

Zamiast strącania osadu zapomocą
kwasu solnego, możną stospwać jeszcze in¬
ne do tęgo celu prowadzące śnodki, np. al¬
kohol, W wielu wypadkach można także
wytrącać osad przez ogrzanie.

Podczas gdy w dotychczas) opisanych
przykładach o&iąjgało się rozdział izapoimo-
cą frakc|joncwanqgo strącania* osadu, w <po-
miżej przytoczonym przykładzie oddziele¬
nie (polega na metodzie frakcjońioiwanej
ekstrakc|ji.

100 cm3 zawiesiny mieszaniny fosfora¬
nów hafnu i'cyrkoniu, zawierającej 4%
hafnu, rozpuszcza się częściowo przy użyciu
50 cm3 kwasu fosfaro(we|go o ciężarze wła¬
ściwym 1,75. Jeżeli po przesączeniu wy¬
trąci się iz tego, Roztworu wodorotlenek
przez dodanie zasady, to ofcaiże się on
praktycznie wolnym od hafnu. Jeźefli pozo¬
stałą zawiesinę potraktować po raz Wtóry
kwasem fosforowym, wtedy okaże si^, że
otrzymany roztwór również jest ubogi w
hafn, i że ipozostała zawiesina zawiera
znacznie więcej, aniżeli 4% hafnu w sto¬
sunku do cyrjkonu.
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Zastrzeżenia patentowe.

1. Spoisób rozpuszczania mieszaniny fo¬
sforanów hafnu i cyrkonu, zmamienny tem,
że wprowadza się wymienione sole hafnu
i cyrkonu do ośrodka, zawieraijąeego wo,lhy
kwas szczawiowy, sitężony kwais siarkowy
lub kwas fosforowy.

2, Sposób według zastrz. 1, znamienny
tern, że z roztworu wytrąba się przy pomo¬
cy zasady lub ciała o odczynie zasadowym
dość wysokiej koncentracji jonów woidoro-
tilenowych mieszaninę tlenków hafnu i cyr¬
konu.

3. Sposób oddzielania związków hafnu
od związków cyrkonu, znamienny ,tein, ts
jako produktu wyjściowego użytwa isię roz¬
tworu otrzymanego weidług zastrz, 1,

4. Sposób według zaistrz. 3, zSraamiłenny
/tern, że oddzielenia (dokonywa isię przy po¬
mocy fraikqjonowatnego strącania osadu.

5. Sposób według zaistrz. 4, znamiełnny
tern, że osad strąca się kwasem isolnym,

N. V. Philips,
Gloeilampenfabrieken.

Zastęipca: W, Suchowiak,
rzecznik patentowy.

Druk L. Bogusławskiego, Warszawa.
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